多功能卷对卷印刷涂布机技术要求
一、采购内容01
（一）设备信息
1.设备名称：多功能卷对卷印刷涂布机
2.数量：1台
（二）用途、功能和参数要求
1.用途要求
主要用于制备钙钛矿光伏组件的设备，为研发和生产制程过程提供数据支撑，为钙钛矿光伏组件的可靠性和耐用性提供依据。
2.功能要求：设备配置收放卷控制系统、张力控制系统、等离子处理单元、狭缝涂布单元、微凹版涂布单元、气刀吹扫单元、热板烘箱单元、供墨单元、纠偏系统、复合系统、微调单元、照明单元等。
3.详细技术要求
3.1、涂布工艺：狭缝涂布和微凹板涂布
3.2、涂布宽度：≥150mm（狭缝和微凹版）
3.3、导辊幅宽：≥200mm
3.4、机械涂布速度：0.3-5m/min
3.5、泵速（注射泵）：0.3ml/min--6ml/min
3.6、涂布头直线度：≤3μm
3.7、垫片厚度：30、50、80、100μm
3.8、微凹版涂布目数：≥200目
3.9、微凹辊材质：陶瓷
3.10、基材表面前处理：空气等离子清洗
3.11、等离子工作气体：CDA和氮气
3.12、氮气气压：0.6至0.8Mpa
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3.14、加热温度：室温-150℃
3.15、加热长度：≥1米
3.16、涂布头调节方式：双电机调节
3.17、涂布头Gap精度：≤2μm
3.18、气刀吹扫宽度：≥200mm
3.19、纠偏方式：对边对线追踪与自动修正
3.20、控制响应：≤1毫秒
3.21、纠偏精度：≤2mm
3.22、注射器容量：25~50毫升（选用玻璃及PTFE活塞类注射器）
3.23、进样装置：耐腐蚀管路，适用于DMF、DMSO、NMP等有机溶剂。

